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Kutatdémunkank soran elséként valasztottunk le vékonyrétegeket MAPLE és PLD
technikaval fagyasztott uredz vizes oldatbol illetve ureaz porbdl préselt tablettabol.
Azért hasznaltuk ezt az anyagot, mert vizsgalataink soran arra kerestiik a valaszt, hogy
lehetséges-e nagy molekulaji anyagokbol excimer lézeres ablacio segitségével a
céltarggyal kémiailag azonos Osszetételli vékonyréteget levalasztani.

A MAPLE moddszer lényege, hogy a levalasztani kivant anyagot valamilyen
oldoszerben feloldva, majd az oldatot lefagyasztva készitjiik eld az ablalando
céltargyat.

Az ureaz enzim nagyméretli biomolekula, jol oldhatd vizben, nem 1ép reakcioba az
oldoszerrel. Kisérleteink alapjan bebizonyitottuk, hogy mind a MAPLE, mind pedig a
PLD modszerrel lehetséges ureaz-vékonyréteg l1étrehozasa.

A kezdeti FT-IR spektroszkopiai mérések azt mutattak, hogy az ureaz esetén a 400
mJ/cm’-es energiasiiriiség és az 5%-os oldat voltak a levélasztashoz idedlis
paraméterek. A levélasztasi sebességeket profilométerrel megmérve 400 ml/cm*nél,
szintén az 5%-os oldat lett a legjobb, mivel abbdl Iehetett a legvastagabb réteget
épiteni.

A maratasi sebességet meghatarozva azt tapasztaltuk, hogy az a koncentracidval
linearisan csokken, amit azzal magyaraztunk, hogy toményebb oldatokban az ureaz
nagy részét felveszi az impulzus energianak, igy a matrixanyag kirobbanasa nem
olyan intenziv. Az optikai €s kiilondsen a pasztazod elektronmikroszkdppal készitett
felvételeken pedig érdekes feliileti képzédményeket talaltunk: a profilométeren nagy
kiugrasokat okozo6 szemcsék gomb alakuak voltak.

A mérések sorat a PLD-vel levalasztott rétegek vizsgalata zarta. Ezekbdl kideriilt,
hogy a MAPLE-hez hasonléan kémiailag azonos vékonyréteget lehetséges létrehozni
impulzuslézeres levalasztassal is. A PLD-vel raadasul sokkal gyorsabban épithetd a
réteg, valamint a minta is kevesebb el6készitést igényelt, ezért ureaz vékonyréteg
készitéséhez a PLD technikat talaltuk megfelelobbnek.

Kidolgoztunk egy 1j modellt a MAPLE folyamatainak leirasara.



